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Co je  to plazma?

� Plazma je kvazineutrální plyn nabitých a 
neutrálních �ástic, který vykazuje kolektivní
chování.

� Kvazineutrální – v plynu se vyskytují kladné

i záporné náboje, p�esto je celek neutrální

� Kolektivní chování – �ástice se pohybují v 

závislosti nejen na �ásticích blízkých ,ale  

�ásticích vzdálených



Plazma kolem nás



Doutnavý výboj

• probíhá za nízkého tlaku

• zp�soben ionizací

elektrony

• díky nízkému tlaku sta�í

relativn� nízké nap�tí

• použití: neonové trubice



Dvojitá Langmuierova sonda

� dva drátky vložené na 
okraj plazmatu

� elektrickou interakcí
vzniká kolem sondy 
stín�ní

� m��í se zm�ny 
proudu 
procházejícího 
sondou p�i r�zném 
nap�tí mezi sondami

Sondy



Základní cíle

Pomocí volt-ampérové charakteristiky a vztah�

1. Zjistit hustotu plazmatu

2. Zjistit teplotu plazmatu

m
kT

AenI is =
T

V

T
V

s

e
A
A
e

II ϕ

ϕ

∆−

∆−

+

−⋅=

2

11

1



Experimentální schéma

� neonová výbojka se 
sníženým tlakem

� ampérmetr, voltmetr

� dvojitá Langmuirova

sonda

� zdroj vysokého 

nap�tí(850V, 1kV)



Pracovní postup

� na elektrody pustíme nap�tí
850V, poté 1kV

� m�níme nap�tí na sondách a 
jimi protékající proud

� sestavíme voltampérovou 
charakteristiku

� porovnáme ji s ideální

voltampérovou 

charakteristikou dvojité

Langmuirovy sondy



Výsledky
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Nap�tí na elektrodách 
850 V

T = 2.4 eV = 27 840 K

ni = 7.8·1015 m-3

Nap�tí na elektrodách 
1 000 V

T = 3 eV = 34 800 K

ni = 1.1·1016 m-3
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Shrnutí
� Vytvo�ení doutnavého výboje a plazmatu.

� Sestavení volt-ampérové charakteristiky 
dvojité Langmuierovy sondy.

� P�ibližná teplota plazmatu p�i 850 V byla 
2.4 eV, hustota plazmatu 7.8·1015 m-3.

� P�ibližná teplota plazmatu p�i 850 V byla    
3 eV, hustota plazmatu 1.1·1016 m-3.



Pod�kování

� Pod�kování našemu 
milému supervizorovi Bc
M. Kubi�ovi, studentovi 
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s námi

� pod�kování
organizátor�m FT ,že 
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